
«Queremos conocernos» «Juntos podemos» 

Reunión temática: FiCMA-URV, Materiales y fotónica 

21 de Septiembre de 2010 

FiCMA (Física y Cristalografía de Materiales) 

URV (Universitat Rovira i Virgili) 

Tarragona 

Objetivo: 
El objetivo de la visita es el intercambio de idea 

y acercamiento de las líneas de investigación 

en curso en los laboratorios e instalaciones del 

Grupo de Física y Cristalografía de Materiales 

de la Universidad Rovira i Virgili (FiCMA-URV). 

La actividad del grupo está relacionada con la 

síntesis y estructuración de nuevos materiales 

fotónicos y el desarrollo de sus aplicaciones 

tecnológicas. 

INFORMACIÓN: 

Francesc Díaz, FiCMA - URV   Andrés Cifuentes, SECPhO 

f.diaz@urv.cat    acifuentes@secpho.org 

Inscripción ONLINE: www.secpho.org/events 

Láser de Thin Disk Resonadores de anillo Láser en guía plana 

Nanofósforos 

mailto:f.diaz@urv.cat

